Polusabrak CHI-metszeteinek
roncsolasmentes mereése hidegen hengerelt
aluminium lemezeken
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Celkituzes
A Stresstech G3R berendezéshez a Miskolci Egyetem Fémtani, Képlékenyalakitasi és Nanotechnologiai
Intézetének Rontgendiffrakcidés Laboratoriuma 2015 és 2016 kozott kidolgozott egy meéréstechnikat,
aminek alkalmazasaval a kristalytani textara jellemzése elvégezheté kozpont nélkiili
rontgendiffraktométerrel. Vizsgalataink célja, hogy a kidolgozott méréstechnikaval meghatarozott CHI-

metszetek mennyire felelnek meg a konvencionalis modon (Bruker D8 Advance) meghatarozott H
iranyu CHI-metszeteknek olyan mintasorozaton, amelyek kiillonb6z6 mértékt textaraval rendelkeznek.




Bruker D8 Advance - uer

bolcsével ellatott rontgendiffraktométer

* Mintadarab kivagasa

* Korlatozott a mintatarté (max. 40 mm)
« Sik feltlet

* CHI metszet felvétele: ~2 h

Stresstech G3R - kszpont

nélkali rontgendiffraktométer

Roncsolasmentes vizsgalat
Nincs méretkorlat

Nincs geometriai korlat

CHI metszet felvétele: ~10 min




Vizsgalatok

» 3103 tipust hidegen hengerelt aluminium lemezeken végeztiik, melyek Kkis

szurasokkal lettek hengerelve

* A CHI-metszeteket az Al{222} siksorozatrol készitettiik
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Célkitiizés
A Stresstech G3R berendezéshez a Miskolci Egyetem Fémtani, BrUker D8 Advance Stresstech G3R
Képlékenyalakitasi és Nanotechnolégiai Intézetének RE iffrakcio:

Laboratériuma 2015 és 2016 kozott kidolgozott egy méréstechnikat, aminek

| a kristdlytani textdra jell kozpont nélkili
éterrel. i i célia, hogy a kidolgozott

hnikéval meg ott CHI- ire felelnek meg a '
konvencionalis médon (Bruker D8 Advance) meghatérozott HI iranyd CHI-

olyan on, amelyek kiilonb6z6 mértékd textaraval

ndelkeznek.
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Bruker D8 Advance - tuler
bolcsével ellatott ror i é
* Mintadarab kivégasa

Korlatozott a mintatarté (max. 40

Stresstech G3R - kszpont

nélkili re i é
Roncsolasmentes vizsgélat
Nincs méretkorlat

4,01 mm

mm) Nincs geometriai korlat ~
: Sik feltlet CHI metszet felvétele: ~10
” CHI metszet felvétele: ~2 h min
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Vizsgalatok -
A vizsgdlatokat 3103 tipust hidegen hengerel I k

melyek kis szu kkal lettek hengerelve. A CHI az
Al{222} siksorozatré| készitettik.

Kovetkeztetések

v Alkalmas olyan hidegen hengerelt lemezek (ravizsgalatara is, melyek
kis mértékd alakitast kaptak

v Alkalmazhatd a hengerelt termékek textarajanak jellemzésére

v Ikal haté olyan amikor a 6 |
megengedett minta kivagasa

nem

1 A kutatdmunka az NKFI K119566 projekt timogatdsaval valosult meg.” ]




